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Popis:

Teflonova hlava s vertikdlnim mikro posuvem a s integrovanou INOXovou elektrodou slouzi jako
zaklad pro experimentdlni anodizacné depozicni pracovisté. Jednotka je primarné urcena pro praci
s malymi vzorky, ovsem diky rozmérné zakladné je mozné pracovat az se vzorky do velikosti 4 palcq.
Zpracovavana oblast vzorku se pohybuje v rozmezi 3-5 mm?’ dle pouZitého teflonového nadstavce.
Zarizeni je osazeno na 3 cm silné, gumou odpruzené, hlinikové desce (35 x 20 cm), coz zajistuje
systému stabilitu a odolnost proti vibracim. DalsSim prvkem je krokovy mikrometricky posuv,
uzivatelsky rizen pomoci mikrokontroléru, ktery slouzi k zajisténi dostatecného pritlaku hlavy na
vzorek, aby nedochazelo k Uniku elektrolytu. Zakladna je vyrobena z chemicky a teplotné odolného
plastu KETRONPEEK.

Funkéni vzorek byl na zdkladé ziskanych poznatk( zkonstruovan a ovéren. Je vyuzivan na pracovisti
resitele LabSensNano (VUT v Brné, Fakulta elektrotechniky a komunikaénich technologii, Ustav
mikroelektroniky, Technicka 3058/10, 616 00 Brno, Ceska republika).
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